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Vazeni kolegové, zakaznici a pratelé nanosvéta, mame pro Vas nékolik zajimavych
novinek a zprav.

Nabidka na vytvoreni Demonstracniho
centra

Firma RMI nabizi moznost vytvofeni pfedvadéciho pracovisté pro Digitalni
Holografickou Mikroskopii (DHM). Tato unikatni technika umoznuje velmi rychlé 3D
zobrazovani s vysokym rozliSenim v ose Z ( lepSi jak 1 nm ). Lateralni rozliSeni je
pak dano pouzitym objektivem a difrakéni podminkou. Jedna se o unikatni
technologii ktera umoznuje pozorovani nebo pohybovou analyzu soucastek (MEMS a
MOEMS) nebo zivych bunék (technologie pouziva 100x nizSi energii laseru nez
bézné konfokalni mikroskopy a vysokou rychlost), technologie je dale vhodna pro
metrologické 3D zobrazeni mfizek, mikrooptickych komponent, povrchil soucastek,
strukturnich poruch a vad s nanometrovou vyskou (hloubkou) atd.. Pro vytvoreni
prfedvadéciho pracovisté nabizime mikroskop DHM R1001 (reflexni mod) Svycarské
firmy Lyncée Tech, jediného vyrobce plnohodnotnych DHM na sou€asném trhu (vice
zde). Jedna se o mikroskop, ktery byl pouZzit v ramci pfedvadéni na vystavé a ktery
je v nasledujici sestavé:

o holograficky mikroskop v reflexni konfiguraci DHM

R1001 vybaveny objektivy 2.5x, 10x, 20x, 50x a

v CCD kamerou s rychlosti snimani 15
snimku/sekundu

o Koala software pro analyzu naméfenych

' hologramu vCetné moznosti vytvareni

videosekvenci (AVI format) a dodateCné upravy
zaostreni snimku v jiz namérenych hologramech
o mechanicky stolek s mikrometrickym posunem ve
tfech osach
stolni pocita€¢ s 19 LCD monitorem
pridavnou kartou a softwarem pro stroboskopicky
mod (napéti az 200V)
softwarovy modul pro analyzu hrubosti povrchu
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Vytvoreni predvadéciho pracovisté je dotovano jednak vyrobcem mikroskopu a
také vyrazné nasi firmou RMI, mizeme tak nabidnout slevu ve vysi 40% ze
standardni ceny zafrizeni a dale nadstandardni podminky spoluprace
s vyrobcem mikroskopu a na néj navazana védecka pracovisté ve Svycarsku.
Predvadéci pracovisté by mélo umoznit potencialnim zajemcim o DHM prohlidku
mikroskopu ve své laboratofi.

V pripadé zajmu o tuto formu spoluprace prosim nevahejte a kontaktujte nasi
firmu.

Projekt ,,Real 3D — Digital holography for 3D and 4D
real-world objects’ capture, processing, and
display®.

V ramci sedmého ramcového projektu EU byl zahajen projekt zaméreny na 3D a 4D
zobrazovani v realném Case s vyuzitim Digitalni Holografické Mikroskopie. Zajemci,

ktefi chtéji o tomto projektu ziskat vice informaci mohou vyuzit nasledujici www
stranky http://www.digitalholography.eu/index.html

Novy aplikacni list

Firma NT MDT vydala novy aplikacni list vénovany charakterizaci grafenovych
nanostruktur s vyuzitim AFM a Ramanovy mikrospektrometrie. Tento aplikacni list si
muzete stahnout na nasich strankach v oddile Odborna literatura — ZDE.

NT MDT - Platforma NANOFAB 100

Firma NT-MDT velmi uspésné pokracuje ve vyvoji komplexniho modularniho zafizeni
pro pripravu a charakterizaci nanostruktur — platformy Nanofab 100 (vice informaci
zde). Koncepce celého zafizeni je postavena na bazi modulu, které je mozné
spojovat do clusterd, které jsou schopny pracovat se substraty az do priméru 100
mm. V souc€asné dobé jsou k dispozici nasledujici moduly:




UHV moduly (Ultra High Vacuum):
o Scanning probe microscope ultra-high vacuum module (UHV SPM) Module
o Focused ion beams ultra-high vacuum module (UHV FIB Module)
o Ultra-high vacuum module for local focused ion beams implantations (FIB Imp

Module)
o Face-up loading module for local techniques (FUL module)
o Ultra-high vacuum radial distribution center/module (RDC module)

HV moduly pro lokalni analyzu a davkové zpracovani
° Focused ion beams ultra-high vacuum module with a system of gas injectors (FIB

CVD Module)

o Scanning probe microscope ultra-high vacuum module with a system of gas
injectors (GIS SPM Module)

o Pulsed laser deposition module (PLD Module)
o Ultra-high vacuum module for sample storage, revolution, transportation (SSRT
module)
o Face-up loading module for local techniques (FUL module)
Ultra-high vacuum radial distribution center/module (RDC module)




Clustery pro plazmové techniky
o Plasma etching module (PE Module)
o Plasma enhanced deposition module (PED Module)
o Plasma cleaning module (PC Module)
o Ultra-high vacuum module for sample storage, revolution, transportation (SSRT
module)
Loading module for batch techniques (FDL module)
o Ultra-high vacuum radial distribution center/module (RDC module)

Clustery pro MBE (Molecular Beam Epitafy)
o GaAs molecular beam epitaxy module (MBE GaAs module)

o GaN molecular beam epitaxy module (MBE GaN module)
o Ultra-high vacuum module for sample storage, revolution, transportation (SSRT
module)




o Loading module for batch techniques (FDL module)
o Ultra-high vacuum radial distribution center/module (RDC module)

2008 Hysitron European Workshop & Users Meeting
Firma Hysitron pofada kazdoroCni seminar ktery je otevien vSem zajemcim o nanoindentace
a uzivateldm nanoindentacnich zafizeni. Seminafr se kona 29 — 30. fijna v Ismanningu u
Mnichova a je zaméfen zejména na experimenty s pouzitim velmi malych sil. Budou zde
predneseny dvé zajimavé vyzvané prednasky a fada dalSich pfednasek od uzivatell
nanoindentacni techniky firmy Hysitron:

Nanoindentation and Microindentation Studies of Compliant Ploymers and Hydrogels -
Michelle Oyen; University of Cambridge; UK

Nanotribology in the Predominantly Elastic Contact Regime - Thorsten Staedler; University

of Siegen; Germany

Zajemci o seminaf se mohou =zaregistrovat ON-Line na nasledujici adrese:
http://hysitron.com/events/Hysitron-Europe-User-meeting-nanomechanical-workshop/

Nanoprobe Network

Nanoprobe network je nova neziskova organizace vytvarejici webovou komunitu zaméfrenou
na v8echny metody vyuZzivajici zkoumani vzorku sondou (tedy vSechny techniky SPM,
nanoindentace, atd.). Jejim cilem je rozSifit komunikaci v této komunité a to i s vyuzitim
novych forem, jako jsou napfiklad Zivé ON-Line diskuse atd. VS8ichni zgjemci jsou zvani a
mohou se zaregistrovat zde: http://www.nanoprobenetwork.org




Firma Hysitron prichazi na trh s inovovanou radou
nanoindentori. Jedna se zejména o dva nejvyssi
modely Tl 800 a Tl 900, které vychazeji z predchozi
rady Tribolab.

T1 800 je plné automatizovany systém pro 3D mikroindentaci s presahem az do
oblasti nanoindentaci. Tento systém propojuje nano a mikroindentacni
experimenty a zaroven nabizi doposud nedostupnou presnost a
reprodukovatelnost experimentt.

Rozsah sil je az do 10N, noise floor je 3 uN, maximalni vychylka v ose Z je 80 um,
noise floor je 0.5 nm.

Systém muze provadét nanoscratching a microscratching v libovolném sméru (3D)
s vynikajici reprodukovatelnosti.

12 individual ramped
scratches on Si showing
multi-directional testing a
unique feature to the 3D
OmniProbe option. All
scratches were created

using the automation opfion
requiring no user intervention
once test was started.

Optical microscope image of 24

constant force scraiches on Si recreating

the Hysitron logo. Sofiware automation

Erovides pre-programmed routines for
igh-throughput testing.
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Force Displocemant curvas ploted tegether showing data from
indentation expariments shawing high repeatability ot oll langth scales.

Vice informaci, véetné prospektu ziskate zde.

TI 900 je nejlépe a nejkomplexnéji vybaveny systém pro mikro a
nonomechanické testovani materialti na sou¢asném trhu.

Tento inovovany model bude od prosince 2009 dostupny s novou generaci
kontroléru Performtech, ktera umoziuje soucCasnou praci se dvéma hlavami,
dosahuje 10x vySSi rychlosti zpracovani signalu a zaroven umoznuje praci s novymi
MEMS transducery poprvé pouzitymi u nanoindentoru TS75. V jednom zafizeni tak
muzete pokryt rozsah od nN (rozliSeni 1 nN) az po 10 N! Displacement mize byt od
nm (rozliSeni 0.0004 nm) az po 80 um.



Multiple sample
meunting
capability of
magnetic stage.

Vice informaci, véetné prospektu ziskate zde.

Novy disperzni Ramaniiv spektrometr od firmy
Lambda Solutions

Novy spektrometr Dimension-P2HS je specialni modifikace spektrometru
Dimension P2 urCena pro experimety s vysokymi naroky na citlivost systému pfri
souc¢asném dosazeni velmi priznivé ceny. Nabizi vSechny parametry shodné s
modelem Dimension P2, je ale osazena novym detektorem firmy Princeton
chlazenym na - 40°C. Spektrometr je tak zejména vhodny pro SERS experimenty v
kombinaci s laserem 532 nm a pro mikrospektrometricka méfeni s vysokymi naroky
na citlivost, jako jsou napfiklad studie tenkych vrstev atd. (nabizime nékolik
modifikaci spojeni s mikroskopem véetné pfipojeni k mikroskopim Olympus a
Nikon). Spektrometr se dodava i v modifikaci, ktera umoznuje méreni jiz od 40 cm-1.
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